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entidad / deonocionodidmt briténice

con domicilio en 8%, Nicholas House, St. Nicholas Road,
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por: "UN METODO PARA LA EIECTRODEPOSICION DE ORO ADHERENTRE ’
"BRILLANTE" (Clase Internacional G23b)
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La presente invencién se refiere a le pro-
duccidén de depbsitos electroliticos de oro brillante, y
trata de un método para depositar electroliticamenfe 000
adherente brillente, y de una solucidén de galvanoplestia
para ser usada en dicho método. .

Se conoce. la produccibén de depdsitos elec-
troliticos de oro a partir de soluciones dcidas de gal-
vanoplastia que contienen oro en forme de cianuro de oro
¥y metal alcalino, usuaslmente cianuro de oro y potasio,

y un metel de base, tal como cobalto o niquel, en forme
de guelato con un agente de formacién de quelato, tal co-
mo 4cido etilendiamintetraacético o Acido nitrilotriacé-
tico. Sin embargo, las soluciones de este tipo de que se
dispone en el comercio requieren una concentracién de
oro reletivamente alta, por ejemplo de 30 g/litro, para
dar eficacias catddicas altas, tales como de 20 a 30%.

Se ha hallado ahora que se pueden obtener
depésitos de oro adherentes, totelmente brillante, & par-
tir de una solucidn de galvanoplastia que contiene cianu-
ro de oro y potasio, si se incorpora en la solucién, como
refinador de greno, wa metal de base tal como, por ejem-
plo, niquel o cobalto, en forma de una sal o quelato de-
rivados de un compuesto del metal de base, por ejemplo
un carbonato, sulfato, éxido o hidrdxido, y un dcido po-
lihidrocarbox{lico tal como, por ejemplo, dcido 1,2,3,4,
5,6-hexahidroxihexano~l-carboxilico (tambiédn conocido co-
mo dcido hepténico) o 4cido glucénico. Bn contraste con
las soluciones de galvanoplastia conocidas en el comer
cio, antes mencionadas, las soluciones de galvanoplastia
de la presente invencidén tienen la ventaja de que pueden
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tener una concentracién de oro relativamente baja, por
ejemplo 8 g/litro, y pese a ello dar eficacies catédicas
que pueden ser mayores que laa de las soluciones conoci-
das, por ejemplo de 40 y 50% o més,

Asi, segin un aspecto de la presente in-
vencién, se proporciona un método para depositar electro-
1liticamente oro adherente brillante, el cual comprende
electrolizar una solucién que contiene un cianuro de oro
y metal alcalino y, como refinador &e grano, une sal o
quelato derivados de un compuesto de metal de base y un
fcido polihidrocarboxilico tal como, por ejemplo, dcido
hepténico o glucbnico, menteniendo el pH de la solucién
entre 3 y 8,5, mediante un agente teampén en la solucién.

Segim otro aspecto de la invencién, se
proporciona una solucién de galvenoplastia que comprende
un cianuro de oro y metal alealino una sal o quelato de-
rivados de wn compuesto de metal de base y un dcido poli
hidroxicarbox{lico tal como, por ejemplo, dcido hepténi-
co 0 glucdnico, y un agente tampén en cantided suficien-
te para mentener el pH de la solucién dentro del inter-
velo de 3 a §,5.

Bl cienuro de oro y metal alcalino puede
estar presente en la solucién de galvanoplastia en can-
tidad de 1 a 100 g/litro, calculado como oro, ventajosa-
mente entre 5 y 20 g/litro, mientras que la sal 0 quela-
to de ﬁetal de bage pueden estar presentes en cantidad
de 0,01 a 5,0 g/litro, calculado como metal, Bl metal de

bage es preferiblemente niguel o cobalto, pero puede
ser alternativamente cobre, cadmio, c¢ine, indio, estalio,
arsénico, antimonio u otro metal noble tal como plata,
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Si se desea, la solucién de galvenoplestia puede contes
ner una mezcla de sales o quelatos derivados de dos o
nés metales de base,

El egente tempén que se emplea pars mante-
ner la solucién al pH deseado es preferiblemente un-4ci-
do orgdnico modersmente fuerte, por ejemplo dcido adé%i-
co, citrico, tartdrico, ldctico o kbjico, siendo el Ari-
do preferido generalmente el dcido eitrico. BL 4cido or-
génico puede estar presente en la solucibn en centidad
de 20 a 150 g/litro.

El pH de la solucién de galvanoplastis se
llevaréd normalmente al valor requerido usando una base
adecuada, por ejemplo amoniaco,

‘Ia solucién de galvanoplastia puede con-
tener otros aditivos conocidos en la técnica, por ejem~
plo agentes que ayudan a la conductividad o agentes eta-
bilizadores del pH, por ejemplo pirofosfato potésico o
deido sulfémico,

Ia deposicién electrolitica se puede lle-
ver & cebo usando dnodos insolubles teles como platino,
platino~titanio o acero inoxidable., La temperature a que
se efectlia la deposicién electrolitice estaréd comprendi-
de normalmente entre 20 y 70°G, preferiblemente entre
25 y 4500, ¥y ventajosamente entre 30 ¥y 40%. Asi, la so-
lucién de galvanoplastia de la invencidn se puede usar
a temperaturas prdéximas o ligeremente superiores a la
ambiente, lo que permite mentener en un minimo los cos-
tes de funcionamiento, y mitiga cualquier corrosién del
equipo usado para fines de control. También permite que
haya més érea para la deposicidén electrolitica, ya que
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gse puede prescindir de los calentadores, los cuales, de
lo contrario, emplearien un drea il de solucidn.
Los siguientes ejemplos ilustran le pre-

sente invencidén.
Bjemplo 1

Se prepard una solucién de gelvanoplestia
que tenfa los siguientes constituyentes:

Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litro

Acido eftrico 60 g/litro
Acido sulfémico 60 g/litro
Niquel (como quelato de niquel de

écido hepténico) 0,8 g/litro

El pH de la solucién fué llevado a 4,0 por adicién de
une centidad suficiente de amoniaco,

Iuego se usd esta solucién para revestir
un panel de latén pulido (190 x 38 mm) usando un dnodo
de platinc ondulado, siendo la temperatura de trabajo
25°c. Se obtuvo un depdsito adherente brillente, de 4,7
micras de espesor, a 0,86 amp/dm?, en 22 min, Bl depbei-

to, por examen electrogréfico, estaba exento de porosi-

dades.
Ejemple 2
Se prepard la siguiente solucién de gelva-
noplastias
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Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litro .
Acido eftrico . 100 g/litro
Pirofosfato potdsico (K4P207) 30 g/litro-
Niguel (como quelato de niguel de 0,285 g/litro
dcido hepténico) e

Bl pH fué ajustado a 3,8 por adicién de
amoniaco, Luego se usd la solucidén pars revestir wn pa4
nel de latén pulido (190 x 38 mm) usando un 4nodo de pla-
tino onduledo, & una temperatura de 25%, Se obtuvo un
depdsito adherente brillante de 5 micras de espesor, &
1,1 amp/am?, en 20 min, Bl depésito, por examen electro-

gréfico, estaba exento de porosidades.

Bjemplo 3

Se preparé la siguiente solucién de galva-

noplastias
Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litro
Acido eitrico 60 g/litro
Acido sulfdmico 60 g/litro

Cobalto (como quelato de cobalto de 0,4 g/1litro
.écido hepténico)

Bl pH fué ajustedo con amoniaco & 3,9,

A una temperatura de 35°c ge obtuvo un de-
pésito de oro adherente brillante, de 6,6 micras de. espe-
sor, sobre un panel de latén pulido (190 x 38 mm), usan-
do un énodo de platino ondulado a 1,1 amp/dm?, en 20 min,
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El depésito, por ensayo electrogréfico, estaba exento de
porosidades.,

Ejemplo 4

Se prepard una solucién de galvanoplestie

5 como sigue:

Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litro

Acido citrico 100 g/litro
313207 35 g/litro

Cobalto (como quelato de caobalto de 0,3 g/litro
écido hepténico)

10 Bl pH fué ajustado con amoniaco a 3,8.

Ia solucién fué usada para revestir un
panel de latén pulido (190 x 38 mm) usendo un dnodo de
platino ondulado, a una temperatura de 25%, Se obtuvo
wn depdeito adherente brillante, de 3,56 micras de espe-

15 sor, a 0,86 amp/dmz, en 20 min, Bl depésito, por emnsayo
electrogréfico, estaba exénto de porosidad,

Ejemplo 5:

Se prepard como sigue una solucién de gal-

venoplastias
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Oro {como cianuro de ovo y potasio) 8 g/litro
Acido eitrico 60 g/1itro
K#P207 35 g/litro

Cobelto (como quelato de cobalto de 0,5 g/litro
-deido glucdnico) S

5 El pH fué ajustado con amoniaco & 3,9;.¢
Ia solucién fué usade pars revestir un pa-
nel de latén pulido (190 x 38 mm) usando un dnodo de vla-
tino ondulado, a wna temperatura de 20%. Ia eficacia dol
cdtodo fué 30,2%. Se obtuvo un depésito adherente brillég
10 te, de 5,86 micras de espesor, a 1,1 amp/ﬂm?, en 20 min,
El depbsito, por ensayo electrogréfico, estaba exento de
porosidades,

Ejemplo 6

Se prepard como sigue una solucién de gal-
15 vanoplastias

Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litro
Acido eftrico 21 g/litro
Citrato triaménico 10 g/litxzo
K4P207 35 g/litro
20 Cobalto (como quelato de cobalto de 0,1 g/litro

deido heptdnico)

Bl pH fué ajustado a 3,9 usando amoniaco.

Ia solucién fué usaeda para revestir un pa-
nel de latén pulido (190 x 38 mm ) usando un énodo de
platino ondulado, a una temperatura de 3000. La eficacia
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del cédtodo fué 45%. Se obtuvo un depdsito adherente to-
talmente brillante, de 7,15 micras de espesor, a 0,86
amp/dm?, en 30 min,

Eijemplo 7

Se prepard como sigue une solucién de gal-

venoplastia:

Oro (como cianuro de oro y potasio) 8 g/litfo

Acido citrico 21 g/litro
Citrato trieménico 10 g/litro
KﬁP207 35 g/litro
Niquel (como quelato de niquel de 0,34 g/litro

dcido hepténico)

El pH fué ajustado con amoniaco a 3,9.

Ia solucién fué usada para revestir un pa-
nel de latén pulido (190 x 38 mm) usando un dnodo de pla-
tind ondulado, a una temperatura de 32°¢, Ia eficacia del
cdtodo fué 31%. Se obtuvo un depdsito adherente brillan-
te, de 4,9 micras de espesor, a 1,3 amp/am?, en 20 min,

Ejemploa 8 - 15

Se prepararon como se indica las siguien-
tes soluciones de galvanoplastia:
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EJEMPLO 8| 9|0 112 fa3] 1, [,
Oro (como KAu(CN)z),
g/litro 8l 8| 8| Blw |1 16 { 20
Acido eitrico,
g/litro 85( 85/ 21| 85185855 4.
K,P,0-, &/litro 35| 35| 3135135 35| 35| 55
Citrato triaménico,
g/litro ol Bl Rt il N O P
Cobalto (como quelato
de cobalto de dcido hepténi
co, ppm. 900 4001500 1900 f900 |go0 900
Niquel (como quelato
de niquel de decido
hepténico), ppm 1000 500

Estas soluciones fueron usadas para depositar electroli-~

ticamente oro bajo las siguientes condiciones:
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EJEMPLO 8| 90 |11 |12 13 |24 ]35

pH 4,51 4,1| 4,5} 4,5] 4,3} 4,3] 4,5} 4,3
Temperatura, € {35 |35 35 |35 35 {35 |35 |35

Eficacia del ) .
cétodo, % 52 [40,7]48,9 (50,8 |40,9 |41,2{52,6]81,5

Espesor del

depésgto,
cm 13,4} 5,2]12,5(13,4 (10,8 |]10,9|13,9{21,5
Tiempo, min, 20 (20 (20 (20 |20 |20 |20 |20

Densidad de
corriegte,
amp/dm 1,1} 1,1} 1,1{ 1,1§ 1,1 1,1} 1,1] 1,2

Bsta solicitud que corresponde a la pre-
sentada en Gran Bretafia, el 10 de Enero de 1969, con el
nimero 1717/69, se acoge a los beneficios del articulo
51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son

5 los siguientes:

1.~ Un método para la electrodeposicidn
de oro adherente, brillante, que comprende electrolizar
une solucién de electrochapeado que contiene un cianuro
de oro de metal alcalino y, como un refinador de grano,

10 wna sal o quelato derivado de un compuesto metdlico bdsi-
co y wn dcido polihidroxicarbox{ilico, siendo mantenido
el pH de la solucién dentro de la gama de 3 a 8,5, por
uwn egente de temponacidén en la solucién,

2.~ Un método segin la reivindicacién 1,

15 en 8l cual el refinador de grano es un quelato formado
de un compuesto de niquel o cobalto y un deido polihidro-
xicarbox{lico seleccionado entre el dcido hepténico y
el dcido glucénico.

3.~ Método segin les reivindicaciones 1

20 6 2, en el cual el quelato estd presente en la solucidén

. de electrochapeado en wna cantidad de 0,01 a 5,0 g/l,
' calculada como metal.

4.- Método segin las reivindicaciones 1,

/2 6§ 3, en el cual el cieanuro de oro de metal alcalino

estd presente en la solucidén de electrochapeado en una

375291
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cantidad de 5 a 20 g/1, calculada como Oro.

5.~ Método segin las reivindicaciones 1,
2, 36 4, en el cual el agente de tamponacidn es un dci-
do orgénico moderadamente fuerte. '

6.~ Método segin cualquiera de las reivine
dicaciones precedentes, en el cualrlg electrodeposicidn

es efectuada a una temperatura comprendides entre 25 y

450C.
7o~ Un método para la electrodeposicidn

de oro adherente, brillante.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede y con los fines que se han especificado.

Egta Memoria consta de trece hojas esoritas

Mearid, 13 MAYG 1972

P.A.

a méquina por una sola cara.

ho/dZ ElRsuiry
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